Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=5,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100344)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
5,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
3,49 мм 
	Радиус R1
2,29 мм 

	Центральная толщина CT
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=6,30 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100345)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
4,85 мм 
	Радиус R1
2,89 мм 

	Центральная толщина CT
2,11 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=10,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100346)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,66 мм 
	Радиус R1
4,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,96 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=15,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100347)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,77 мм 
	Радиус R1
6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100348)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
18,82 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,72 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=10,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100349)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,11 мм 
	Радиус R1
4,58 мм 

	Центральная толщина CT
2,75 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=12,50 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100350)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
10,82 мм 
	Радиус R1
5,73 мм 

	Центральная толщина CT
2,44 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=15,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100351)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,45 мм 
	Радиус R1
6,88 мм 

	Центральная толщина CT
2,26 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100352)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
18,59 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
2,06 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=25,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100353)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
23,67 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,94 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=40,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100354)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,78 мм 
	Радиус R1
18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,77 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100355)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,86 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
1,72 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100356)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
9,46 мм 
	Радиус R1
5,73 мм 

	Центральная толщина CT
4,43 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=15,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100357)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
12,49 мм 
	Радиус R1
6,88 мм 

	Центральная толщина CT
3,66 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=16,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100358)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,74 мм 
	Радиус R1
7,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100359)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,94 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=25,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100360)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
23,18 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
2,65 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=40,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100361)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,15 мм 
	Радиус R1
18,34 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100362)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,24 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,56 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100363)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
16,87 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
4,56 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=25,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100364)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,31 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,92 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=30,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100365)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
27,56 мм 
	Радиус R1
13,75 мм 

	Центральная толщина CT
3,56 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100366)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
37,84 мм 
	Радиус R1
18,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,14 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100367)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,01 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=100,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100368)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,33 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,44 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=20,50 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100369)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,50 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,14 мм 
	Радиус R1
9,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=31,60 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100370)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,60 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
29,41 мм 
	Радиус R1
14,49 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=45,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100371)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
45,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
43,15 мм 
	Радиус R1
20,60 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=63,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100372)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
61,10 мм 
	Радиус R1
28,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=35,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100373)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
35,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
29,36 мм 
	Радиус R1
16,05 мм 

	Центральная толщина CT
8,23 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100374)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
45,99 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
5,84 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100375)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
71,95 мм 
	Радиус R1
34,39 мм 

	Центральная толщина CT
4,44 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100376)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
97,39 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100377)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
147,82 мм 
	Радиус R1
68,79 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=175,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100378)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
175,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
172,93 мм 
	Радиус R1
80,23 мм 

	Центральная толщина CT
3,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100379)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
198,03 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,89 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=250,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100380)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,14 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,71 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=400,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100381)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
398,32 мм 
	Радиус R1
183,39 мм 

	Центральная толщина CT
2,44 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=600,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100382)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
600,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
597,97 мм 
	Радиус R1
275,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100383)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
996,90 мм 
	Радиус R1
458,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=36,00 мм F=63,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100384)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
36,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
57,52 мм 
	Радиус R1
28,88 мм 

	Центральная толщина CT
8,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=75,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100385)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
65,30 мм 
	Радиус R1
34,39 мм 

	Центральная толщина CT
14,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=100,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100386)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
92,70 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
10,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=150,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100387)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
144,60 мм 
	Радиус R1
68,79 мм 

	Центральная толщина CT
7,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=200,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100388)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
195,50 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
6,60 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=250,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100389)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
246,00 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
5,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=300,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100390)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
296,30 мм 
	Радиус R1
137,54 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=300,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100390)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
296,30 мм 
	Радиус R1
137,54 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=500,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100391)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 


	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
497,00 мм 
	Радиус R1
229,23 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=750,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100392)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
747,30 мм 
	Радиус R1
343,83 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=1000,00 мм. Плавленый кварц без покрытия УФ (100393)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
без покрытия 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
997,50 мм 
	Радиус R1
458,45 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=5,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100394)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
5,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
3,49 мм 
	Радиус R1
2,29 мм 

	Центральная толщина CT
2,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=6,30 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100395)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
6,30 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
4,85 мм 
	Радиус R1
2,89 мм 

	Центральная толщина CT
2,11 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=10,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100396)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,66 мм 
	Радиус R1
4,58 мм 

	Центральная толщина CT
1,96 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=15,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100397)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,77 мм 
	Радиус R1
6,88 мм 

	Центральная толщина CT
1,80 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=4,00 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100398)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
4,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
18,82 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
1,72 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500035
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=10,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100399)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
10,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
8,11 мм 
	Радиус R1
4,58 мм 

	Центральная толщина CT
2,75 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=12,50 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100400)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
10,82 мм 
	Радиус R1
5,73 мм 

	Центральная толщина CT
2,44 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=15,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100401)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,45 мм 
	Радиус R1
6,88 мм 

	Центральная толщина CT
2,26 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100402)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
18,59 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
2,06 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=25,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100403)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
23,67 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
1,94 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=40,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100404)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,78 мм 
	Радиус R1
18,34 мм 

	Центральная толщина CT
1,77 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=6,30 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100405)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
6,30 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,86 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
1,72 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500033
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=12,50 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100406)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
12,50 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
9,46 мм 
	Радиус R1
5,73 мм 

	Центральная толщина CT
4,43 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=15,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100407)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
15,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
12,49 мм 
	Радиус R1
6,88 мм 

	Центральная толщина CT
3,66 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=16,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100408)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
16,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
13,74 мм 
	Радиус R1
7,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,30 мм 
	Толщина кромки ET
1,30 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100409)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,94 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=25,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100410)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
23,18 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
2,65 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=40,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100411)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
38,15 мм 
	Радиус R1
18,34 мм 

	Центральная толщина CT
2,70 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=10,00 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100412)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
10,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,24 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,56 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500031
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=20,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100413)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
16,87 мм 
	Радиус R1
9,17 мм 

	Центральная толщина CT
4,56 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=25,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100414)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
25,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
22,31 мм 
	Радиус R1
11,46 мм 

	Центральная толщина CT
3,92 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=30,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100415)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
30,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
27,56 мм 
	Радиус R1
13,75 мм 

	Центральная толщина CT
3,56 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=40,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100416)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
40,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
37,84 мм 
	Радиус R1
18,34 мм 

	Центральная толщина CT
3,14 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100417)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
48,01 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
2,90 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=12,70 мм F=100,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100418)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
12,70 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
98,33 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
2,44 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500029
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=20,50 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100419)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
20,50 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
17,14 мм 
	Радиус R1
9,40 мм 

	Центральная толщина CT
4,90 мм 
	Толщина кромки ET
1,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=31,60 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100420)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
31,60 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
29,41 мм 
	Радиус R1
14,49 мм 

	Центральная толщина CT
3,20 мм 
	Толщина кромки ET
1,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=15,00 мм F=45,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100421)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
15,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
45,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
43,15 мм 
	Радиус R1
20,60 мм 

	Центральная толщина CT
2,60 мм 
	Толщина кромки ET
1,20 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=16,00 мм F=63,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100422)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
16,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
61,10 мм 
	Радиус R1
28,84 мм 

	Центральная толщина CT
2,63 мм 
	Толщина кромки ET
1,50 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=35,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100423)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
35,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
29,36 мм 
	Радиус R1
16,05 мм 

	Центральная толщина CT
8,23 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=50,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100424)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
50,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
45,99 мм 
	Радиус R1
22,92 мм 

	Центральная толщина CT
5,84 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=75,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100425)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
71,95 мм 
	Радиус R1
34,39 мм 

	Центральная толщина CT
4,44 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=100,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100426)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
97,39 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
3,80 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=150,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100427)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
147,82 мм 
	Радиус R1
68,79 мм 

	Центральная толщина CT
3,19 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=175,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100428)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
175,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
172,93 мм 
	Радиус R1
80,23 мм 

	Центральная толщина CT
3,02 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=200,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100429)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
198,03 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
2,89 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=250,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100430)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
248,14 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
2,71 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=400,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100431)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
400,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
398,32 мм 
	Радиус R1
183,39 мм 

	Центральная толщина CT
2,44 мм 
	Толщина кромки ET
2,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=600,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100432)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
600,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
597,97 мм 
	Радиус R1
275,10 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=25,40 мм F=1000,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100433)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
25,40 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
996,90 мм 
	Радиус R1
458,00 мм 

	Центральная толщина CT
3,00 мм 
	Толщина кромки ET
2,80 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=36,00 мм F=63,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100434)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
36,00 мм
	Эффективное фокусное расстояние
63,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
57,52 мм 
	Радиус R1
28,88 мм 

	Центральная толщина CT
8,00 мм 
	Толщина кромки ET
1,70 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
Н/Д
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=75,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100435)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
75,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
65,30 мм 
	Радиус R1
34,39 мм 

	Центральная толщина CT
14,20 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=100,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100436)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
100,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
92,70 мм 
	Радиус R1
45,85 мм 

	Центральная толщина CT
10,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=150,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100437)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
150,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
144,60 мм 
	Радиус R1
68,79 мм 

	Центральная толщина CT
7,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=200,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100438)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
200,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
195,50 мм 
	Радиус R1
91,70 мм 

	Центральная толщина CT
6,60 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=250,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100439)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
250,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
246,00 мм 
	Радиус R1
114,62 мм 

	Центральная толщина CT
5,80 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=300,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100440)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
300,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
296,30 мм 
	Радиус R1
137,54 мм 

	Центральная толщина CT
5,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=500,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100441)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
500,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
497,00 мм 
	Радиус R1
229,23 мм 

	Центральная толщина CT
4,40 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=750,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100442)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
750,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
747,30 мм 
	Радиус R1
343,83 мм 

	Центральная толщина CT
3,90 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


Плосковыпуклая линза D=50,80 мм F=1000,00 мм. Плавленый кварц  покрытие УФ (100443)
Обычно используется для наведения и фокусировки монохроматических источников света, сходящегося параллельного света или преобразования расходящихся точечных источников света в параллельный свет.
	Диаметр
50,80 мм
	Эффективное фокусное расстояние
1000,00 мм 

	Покрытие
AR@250~400нм 
	Материал
УФ плавленый кремнезем 

	Задний фокус 
997,50 мм 
	Радиус R1
458,45 мм 

	Центральная толщина CT
3,70 мм 
	Толщина кромки ET
3,00 мм 

	Применимые монтажные кольца объектива
500000 
	Расчетная длина волны
587,6 нм 

	Допуск диаметра
+0,0/-0,1 
	Допуск по толщине центра
±0,2 

	Неправильная форма лица
λ / 4 @ 632,8 нм 
	Допуск на фокусное расстояние
±2% 

	Ошибка центрирования объектива
3 угловые минуты 
	Чистота поверхности
20/10-40/20

	Обратная сторона
0,2х45° 
	n
п = 1,45848 


